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Abstract (en)

A device (11) is provided for application of a fluidisable substance. There is a picture point transmission device for ablation (3) on the surface of the
photogravure form. An inking system (13) and a regeneration device (15) for the basic grid of the photogravure raw form (1) are incorporated. For the
device for application of a fluidisable substance, viewed in the rotation direction of the printing form cylinder (10), a form strip is provided before and
after the gap between the printing form (1) and the device. The form strip after the gap has a sharp, rear edge and is held against the cylinder at a
very narrow distance (at least 1/100 mm).

Abstract (de)

Ein Verfahren fur den Tiefdruck mittels einer 16sch- und wiederverwendbaren Tiefdruckform geht von einer Tiefdruckrohform mit einem mindestens
auf die maximal zu Ubertragende Farbmenge ausgelegten Grundraster aus. Die Vertiefungen des Grundrasters der Tiefdruckrohform werden mittels
einer verflissigbaren Substanz durch eine Antragseinrichtung gleichmaBig befullt, dann bildm&Big Material durch thermische Energieeinwirkung
einer Bildpunkt-Ubertragungseinrichtung aus den Vertiefungen abgetragen. Darauf hin wird die Druckform mittels eines Einfarbesystems eingefarbt

und schlieBlich nach dem Druckvorgang wieder zur Tiefdruckrohform regeneriert, wobei die Vertiefungen des Grundrasters wieder gleichmaBig
befullt werden. <IMAGE>
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